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成果摘要： 

该成果主要内容包括：完成了1.5μm成套工艺开发及1Mb汉字ROM研制，并实现了向工业化转移；完成了工艺线以3英

寸到4英寸的升级改造，达到了攻关合同规定的量产能力并形成了多品种加工能力；开发了9种工艺模块技术，其中E2 

PROM工艺和低漏电器件工艺属国内领先；开发了9种工艺监测与诊断用的PCM；开发了一套VISI－CAM系统，具有操

作方便、信息量大、容错性强等特点。该成果为我国自行开发VISI成套工艺技术积累了宝贵经验，为开发亚微米工艺技

术奠定了基础。 
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